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Liuotinta kestdvd lateksimaali - Latexfirg som t3l 16s-

ningsmedel

Tdmd keksintd koskee lateksimaaleja. Yhdessd erityisemmidssa
ndkockannassaan se koskee lateksimaalien liuotinkestdvyyden

parantamista.

Lateksimaalit ovat seos suuresta joukosta valmistusaineita,
joihin tyypillisesti kuuluu materiaaleja, jotka toimivat
joinain tai kaikkina seuraavista: yhteensulauttamisapuai-
neet, sakeutusapuaineet, dispergointiapuaineet, vaahtoa-
misenestoaineet, biosidit, tdyteaineet, pigmentit ja side-
aineet. Toisinaan lateksimaalien formuloinnissa kdytet&din
muita valmistusaineita parantamaan erityiskdyttdihin tar-—
koitettujen maalien erikoisominaisuuksia. Voidaan kdyttaa
esimerkiksi ristiliittidmisreagensseja parantamaan maalien
livottimenkestoa ja mirkdtarttumisenparantajia edistamdin
maalin tarttumista erityiselle alustalle. Koska lisdvalmis-
tusaineiden kdyttd lateksimaaleissa voi vaikuttaa haital-
lisesti maalin muihin ominaisuuksiin tai tehdid sen formu-
loinnin vaikeaksi, olisi toivottavaa aikaansaada lateksi-
maali, jolla on erinomainen liuottimenkesto ja tarttuminen
ilman, ettd maaliin tarvitsee sisdllyttdd ristiliittdmis-

reagenssia tai mdrk&tarttumisenparantajia.

Keksinnén mukaisesti liuottimenkeston ja parannetun tart-
tumisen ominaisuukset annetaan lateksimaalille sisdllyt-
tdmdlld sideainetta, joka kdsittdd surfaktanttivapaata
vesipohjaista kopolymeerilateksia. Tulokseksi saadulle
lateksimaalille on tunnusomaista huomattavasti parantunut
orgaanisten liuottimien kesto ja huomattavasti parantunut

tarttuminen alustoille, joita p&dillystetdin maalilla.

Keksinnén mukaisessa lateksimaalissa kidytetty sideaine
kdsittdd surfaktanttivapaata vesipohjaista kopolymeerilatek-
sia, joka valmistetaan kopolymeroimalla hydrofobisten ja
hydrofiilisten komonomeerien seosta vesipohjaisessa vali-
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aineessa, jossa ei ole ldsnd surfaktanttia. Vesipohjainen
vidliaine, jossa kopolymerointi suoritetaan, ja jolle on
tunnusomaista surfaktantin puuttuminen, on ainutlaatuista,
koska tavallisesti vesipohjaisten kopolymeerilateksien
valmistuksessa vaaditaan surfaktanttia. Sen vuoksi keksinnon
mukaisia kopolymeerilatekseja kutsutaan tassd “surfaktant-

tivapaiksi latekseiksi".

Kopolymeerilateksit valmistetaan tavallisesti kopolymeroi-
malla komonomeerien seosta vesipohjaisessa vdliaineessa,
joka sisdltdid surfaktanttia. Surfaktantin ldsndolo varmis-
taa, ettd kopolymerointituote suspendoituu vesipohjaiseen
vdliaineeseen. Keksinndn mukaiset surfaktanttivapaat latek-
sit eivdt vaadi surfaktanttia, koska hydrofobisten ja hyd-
rofiilisten komonomeerien mddrdttyjen yhdistelmien kopoly-
merointi antaa tulokseksi kopolymeerejd, joilla on hydro-
fiilisten ja hydrofobisten ominaisuuksien yhdistelm&, joka
pitdd kopolymeerin suspensiossa vesipohjaisessa vdliaineessa
lateksin aikaansaamiseksi. Tulokseksi saatu kopolymeeri
pysyy hammédstyttdvdsti suspendoituna vesipohjaisessa poly-
merointivdliaineessa ilman mink#in surfaktantin tai muun

suspendointiapuaineen tarvetta.

Keksinnén mukainen surfaktanttivapaa lateksi valmistetaan
kopolymeroimalla seosta, joka sisdltda ainakin yht3d hydro-
fobista komonomeerid ja ainakin kahta hydrofiilistd komo-

nomeeria.

Hydrofobinen komonomeeri, joka on edullisesti veteenliuke-
nematonta, antaa surfaktanttivapaalle lateksille hydrofo-
bisia ominaisuuksia. Hydrofobinen komonomeeri voi olla
akryyli- ja metakryylihappojen Cj_g-alkyyliestereitd ja/tai
vinylideenihalogenidejd. Edullisia hydrofobisia komonomee-
rejd ovat butyyliakrylaatti, metyylimetakrylaatti ja viny-

lideenikloridi.

Hydrofiilisistd komonomeereistd ensimmiinen on vesiliukoista

tyydyttymatdntd monokarboksyyli- tai polykarboksyylihappoa.
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Ensimmdinen hydrofiilinen komonomeeri sis#&ltdd ainakin yhden
olefiinisesti tyydyttymitt&min sidoksen ja ainakin yhden

karboksyyliryhmién, ja sen on yleisen kaavan a mukainen:

Ri -C=C-X-C - ORy

|
Ry Rj3 (0]

jossa Ri, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino ja orgaanisia radikaaleja, joissa ei
tavallisesti ole yli 10 hiiliatomia; R4 on vety tai orgaa-
ninen radikaali, joka ei tavallisesti sis&dlla yli noin 10
hiiliatomia; ja X on kovalenttinen sidos tai orgaaninen
radikaali, jossa ei tavallisesti ole kuin noin 10 hiili-

atomia.

Normaalisti kaikkien hiiliatomien lukumddrd komonomeerissa
(a) ei ole yli noin 30. Koska komonomeeri a sisdltdd ainakin
yhden karboksyyliryhm&n, on ainakin yhden ryhmista Rj, Rj

ja R3 sisdllettdvd karboksyyliryhmén kun Ry on muu kuin

vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltdd karboksyyli-

ryhmén.

Kdsite "orgaaninen" radikaali tarkoittaa tédssd kdytettdessa,
yleisesti mitd hyvdnsid hiilipitoista radikaalia. T&dllaiset
radikaalit voivat olla syklisid tai asyklisid, niissa voi
olla suoria tai haaroittuneita ketjuja, ja ne voivat sisdal-
taa yhden tai useita heterocatomeja kuten rikki, typpi,
happi, fosfori ja vastaavat. Lisdksi ne voivat olla subs-
tituoituja yhdelli tai usealla substituentilla kuten tio,
hydroksi, nitro, amino, syaani, karboksyyli, karboksylaatti
tai halogeeni. Alifaattisten ketjujen lisdksi ne voivat
sisdltad aryyliradikaaleja, imukaan lukien arylalkyyli- ja
alkyyliaryyliradikaalit; ja syklo-alkyyliradikaaleja, mukaan
lukien alkyylisubstituoidut sykloalkyyli- ja sykloalkyyli-
substituoidut alkyyliradikaalit, jolloin tdllaiset radi-
kaalit on haluttaessa substituoitu millad hyvansad edella

luetelluista substituenteista. Kun ldsnd on syklisid radi-
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kaaleja, riippumatta siit3d ovatko ne aromaattisia vai ei-
aromaattisia, on edullista, ettd niissd on vain yksi rengas.
Edulliset orgaaniset radikaalit ovat, yleensd, vapaita
olefiinisiata ja asetyleenisistd sidoksista, ja ne ovat

myds vapaita aromaattisista radikaaleista.

Kdsite "vesiliukoinen" merkitsee liukoisuutta mddrédssa
ainakin 2,5 paino-% deionisoituun veteen lampétilassa noin
90 °C. Edullisesti hydrofiiliset komonomeerit ovat liukoisia
veteen mddrdssid ainakin 5 %, ja edullisimmin ainakin 15

paino-%.

Komonomeerissd a on edullista, ettd Ry, Ry ja R3 ovat vety
tai substituoimattomia sykloalkyyli- tai substituoimattomia
suoraketjuisia tai haaroittuneita alkyyliradikaaleja, Jjoissa
ei ole yli 7 hiiliatomia, silld poikkeuksella, ettd ainakin
yksi ryhmistd Rj, Ry ja R3 voi olla joko olla tai sis&dltda

ryhmén

(- C - ORg),

0]

jossa Rg on vety tail orgaaninen radikaali, jolla ei taval-

lisesti ole useampia kuin noin 10 hiiliatomia. Joka tapauk-
sessa yhdisteen a on sisdllettdvd ainakin yhden karboksyy-

liryhmén.

Edullisemmin Ry, Ry ja R3 yksittdin ovat tai sis#dltdvit
karboksyyliryhmdn tai karboksylaattiryhmin, jossa ei ole
useampia kuin 5 hiiliatomia, tai ovat yksittdin vety tai
substituoimattomia suoraketjuisia tai haaroittuneita alkyy-
liradikaaleja, joissa ei ole useampia kuin 5 hiiliatomia.
Kun X on orgaaninen radikaali, siind ei edullisesti ole
useampia kuin 6 hiiljatomia ja on substituoimaton haaroit-
tunut tai suoraketjuinen alkyyli- tai substituoimaton syk-
loalkyyliradikaali ja, kun se on alkyyliradikaali, se on

edullisimmin haaroittumaton.
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Kaikkein edullisimmassa muodossa komonomeeri a on dikarbok-
syylihappo, jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta
vety, karboksyyliryhmi#d, tai metyyli- tai etyyliradikaaleja,
joko substituoimattomia tai substituoitu karboksyyliryhmal-
14, silla ehdolla, ettd Ry, Ry ja R3 késittdvdt yhteensid
(1) yhden karboksyyliryhmdn kun Ry on vety tai orgaaninen
radikaali, joka sisdltdid karboksyyliryhmin, tai (2) kaksi
karboksyyliryhmdd kun R4 on muu kuin vety tai orgaaninen
radikaali, joka sis#dltid karboksyyliryhmén. Edullisimpia
ryhmille R4 ja Rg ovat vety tai substituoimattomat alkyyli-
radikaalit tai substituoimattomat sykloalkyyliradikaalit.

Edullisimmin X on kovalenttinen sidos.

Komonomeerin a edullisimman suoritusmuodon erityisesséa
suhteessa on edullista, ettd karboksyyli~ ja karboksylaat-
tiryhmid lukuunottamatta yhdisteen loppuosa on substituoi-
maton, ts. koostuu vain hiili- ja vetyatomeista, ja ettad
hiiliatomien maksimilukumdird yhdisteessd on 27, jolloin
ryhmissd Ry ja Ry ei yhteensd ole useampia kuin 9 hiiliato-
mia, ja ryhmdssd R3 ei ole useampia kuin 8 hiiliatomia,
jollloin ryhmissd Rgq ja Rg ei kummassakaan ole useampia
kuin 7 hiiliatomia. Kaikkein edullisimmassa suoritusmuodos-
sa, kummassakaan olefiinisenm sidoksen puolessa ei useampaa
kuin noin 5 hiiliatomia, ja molemmat ryhmistd R4 ja Rg ovat

vety.

Edullisia edelld olevan kuvauksen mukaisia kopolymeroituvia,
hydrofiilisi& komonomeerejd a ovat mm. mono-olefiinisesti
tyydyttymédttsmidt monokarboksyylihapot, kuten akryylihappo
ja metakryylihappo ja monoolefiinisesti tyydyttymattomat
dikarboksyylihapot, kuten metyleenimeripihkahappo (itakoni-
happo), buteenidiohappojen cis- ja trans-muodot (maleiini-
ja fumaarihapot), sekd cis- ettd trans-muodot (kun sellaiset
esiintyvdt) diahapoista, jotka ovat tuloksena kun yksi tai
usea maleiini-/fumaarihapon tai itakonihapon hiiliketjujen
vetyatomeista korvataan metyyli- tai etyyliradikaalilla,

ja ndiden Cj_g-puoliesterit. Ndistd edullisimpia ovat ak-

ryylihappo, metakryylihappo ja itakonihappo.
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Muut hydrofiiliset komonomeerit ovat joko vesiliukoisia

hydroksiestereitd tai vesiliukoisia amideja.

Hydroksiesterikomonomeerit kdsitt&vdt yhden tai useita
yhdisteitd, jotka poikkeavat yhdisteestd a, ja jotka ovat

yleisen kaavan b mukaisia:

RG-C=C“Y—C-OR9

I
R7 Rg 0

jossa Rg, R7 Ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino ja/tai orgaanisia radikaaleja, Jjoissa
ei tavallisesti ole useampia kuin 10 hiiliatomia; Rg on
orgaaninen radikaali, jossa on ainakin 2, ja tavallisesti
el useampia kuin 10, hiiliatomia, jolloin ainakin yksi
ryhmistd Rg, Ry, Rg ja Rg on orgaaninen radikaali, jossa
on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu hydroksyyli-
substituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyydelld l&him-
mistd karboksylaattiryhmdstd. Kun yksi tai useita ryhmista
Rg, R7 ja Rg ovat orgaanisia radikaaleja, joissa on hydrok-
syylisubstituentti, niin Rg on edullisesti substituoimaton
vetykarbyyliradikaali, jossa ei tavallisesti ole useampia
kuin 10 hiiliatomia. Y on kovalenttinen sidos tai orgaaninen
radikaalli, jossa ei tavallisesti ole yli noin 10 hiiliato-

mia.

Kaavan b mukaisella yhdisteelld on edullista, ettd Rg, Ry

ja Rg ovat vapaita hydroksyyli- ja karboksylaattisubstituen-
teista, ja vielid edullisemmin etti ne ovat vety tai substi-
tuoimattomia sykloalkyyli- tai substituoimattomia suora-
ketjuisia tai haaroittuneita alkyyliryhmid, joissa ei ole
useampia kuin 7 hiiliatomia. Edullisimmin Rg, R7 ja Rg ovat
vety tai substituoimattomia suoraketjuisia tai haaroittu-
neita alkyyliryhmid, joissa ei ole useampia kuin 5 hiiliato-
mia. Kaikkein edullisimmassa muodossa Rg, R; ja Rg ovat
toisistaan riippumatta etyyli, metyyli tai vety. Rg on my&s

edullisesti vapaa karboksylaattiryhmistd ja on edullisimmin
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alkyyli~ tai sykloalkyyliryhmd, joka on substituoitu ainakin
2 hiiliatomin etdisyydelle jokaisesta karboksylaattiryhmédsta
hydroksyyliryhm#dlla. Kun Y on orgaaninen radikaali, se on
edullisesti haaroittunut tai haaroittumaton substituoimaton
alkyyli~ tai substituoimaton sykloalkyyliryhmd, jossa ei

ole useampia kuin noin 6 hiiliatomia, ja kun se on alkyyli
ryhmd, se on edullisesti haaroittumaton. Edullisimmin Y on

kuitenkin kovalenttinen sidos.

Edullisia edelld kuvattuja kaavan b mukaisia yhdisteitd

ovat akryyli- ja metakryylihappojen hydroksialkyyli- ja
hydroksisykloalkyyliesterit, jolloin esterdivdssd ryhmissi
on oltava ainakin 2 hiiliatomia, mutta edullisesti siinad

ei ole useampia kuin noin 6, ja edullisemmin ei useampia
kuin noin 4 hiiliatomia. N&mé kriteerit taytt&vistd akryyli-
ja metakryylihappojen hydroksialkyyli- ja hydroksisykloal-
kyyliestereistd edullisimpia ovat 2-hydroksietyyliakrylaatti
ja hydroksipropyylimetakrylaatti.

Amidikomonomeerit kdsittdvit yhden tai useita vesiliukoisia

yleisen kaavan ¢ mukaisia yhdisteiti:

Rijp-¢=C~-2Z-C-N - Ri13
l | c

R11 Ri12 O Rjyg

jossa Rjg, Rj] ja Ryp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni-, nitro-, amino- ja/tai orgaanisia radikaaleja;
R13 ja Rjy ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei
ole useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos
tai orgaaninen radikaali, jossa ei tavallisesti ole useampia

kuin noin 10 hiiliatomia.

Kaavan ¢ mukaiselle yhdisteelle on edullista, ettd Ryg,

Rj1 ja Rjp ovat vapaat karboksylaattisubstituenteista, ja
vield edullisemmin, ettd ne ovat vety tai substituoimattomia
sykloalkyyli- tai substituoimattomia suoraketjuisia tai

haaroittuneita alkyyliryhmid, joissa ei ole useampia kuin
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7 hiiliatomia. Edullisimmin Rjg, Rj; ja Rjp ovat vety tai
suoraketjuisia tai haaroittuneita substituoimattomia alkyy-
liryhmida, joissa ei ole useampia kuin 5 hiiliatomia. Kaik-
kein edullisimassa muodossa Rjg, Rj1 Ja Rjp ovat kaikki
toisistaan riippumatta etyyli, metyyli tai vety. Edullimpia
ryhmille Rj3 ja Ry4 ovat vety tai substituoimattomat haa-
roittuneet tai haaroittumattomat alkyyli- tai substituoimat-
tomat sykloalkyyliryhmdt, joista ei missddn ole usealmpia
kuin 6 hiiliatomia, silld ehdolla, ettd ainakin toinen
ryhmistd Rj3 ja Rjgq on vety. Kun Z on orgaaninen radikaali,
se on edullisesti substituoimaton haaroittunut tai haaroit-
tumaton alkyyli- tai sykloalkyyliryhmd, jossa ei ole useam-
pia kuin noin 6 hiiliatomia ja kun se on alkyyliryhmd, se
on edullisemmin haaroittumaton. Edullisimmin Z on kuitenkin

kovalenttinen sidos.

Edullisia edelld kuvattuja kaavan ¢ mukaisia yhdisteiti
ovat akryyli- ja metakryylihapon primdiriset ja sekundda-
riset amidit, jolloin Rj3 on vety ja Rjgq on joko vety,
metyyli tai etyyli. N&m# kriteerit tdyttdvistd amideista

edullisin on akryyliamidi.

Kopolymerointi suoritetaan komonomeerien seoksella, jossa
hydrofobista komonomeerid tai komonomeerejd on tavallisesti
ldsnd osuutena noin 30 - 80 % ja edullisesti noin 50 - 75
paino-% monomeerien kokonaismddrdstd, jolloin hydrofiilisia
komonomeerejad on tavallisesti l&dsnd osuutena noin 20 - 70 %,
ja edullisesti noin 25 - 50 paino-% monomeerien kokonais-

maardsti.

Yleensd hydrofiilisten komonomeerien suhteen komonomeerien
seoksessa on lasnd suuri komonomeerin a osuus verrattuna
joko komonomeerin b tai komonomeerin ¢ osuuteen. Tyypilli-
sesti hydrofiiliset komonomeerit k&sittdvdt noin 40 - 60 %
komonomeerid a, loppuosan 100 %:iin kdsittdessid komonomeerii

b tai komonomeerid c, tai komonomeerien b ja c seosta.
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Kun kaikkia komonomeereista a, b ja ¢ on ldsnd yhdessa
hydrofiilisind komonomeereind, niin karboksyylihappohydrok-
siesterid ja -amidia voidaan kayttdd missd hyvdnsd halutussa
suhteessa. Hydroksiesterin ja amidin oleellisen yht&dsuuret
paino-~osuudet on kuitenkin keksitty erityisen tehokkaaksi
tuottamaan keksinnon mukaisille maalisideaineille halutun
parantuneen tarttumisen ja liuotinkeston yhdistelm&n. Edul-
lisesti hydrofiilisten komonomeerien seos kdsittda vadlilla
noin 20 % ja 30 % kumpaakin komonomeereistd b ja ¢ ja noin
40 - 60 % komonomeerii a. Edullisemmin seos kasittda valilla
noin 25 ja 27 % kumpaakin komonomeereistd b ja ¢ ja noin

46 - 50 % komonomeerii a.

Surfaktanttivapaat lateksit voidaan valmistaa vapaaradikaa-
lisesti initioiduilla emulsiopolymerointimenetelmilla kayt-
tdmdlld joko l&mpd- tai hapetus/pelkistys-tekniikkoja, mutta
kdyttamadtti mitddn surfaktanttia. Ligdksi reaktio voidaan
suorittaa erd-, puolijatkuvatoimisina tai jatkuvatoimisina
menetelmind, joiden kdyttd on hyvin tunnettua tavanomaisista
polymerointireaktioista. Kuvaaviin menettelutapoihin, jotka
soveltuvat vesipohjaisten kopolymeerilateksien valmistyk-
seen, liittyy tyypillisesti kopolymeroitavien komonomeerien
vahitellen tapahtuva samanaikainen lisdiminen vesipohjaiseen
reaktiovidliaineeseen nopeuksilla, jotka ovat suhteelliset
kunkin komonomeerin vastaavaan %-osuuteen valmiissa kopoly-
meerissd, ja mainitun kopolymeroinnin aloittaminen ja jat-
kaminen sopivalla polymerointikatalysaattorilla. Mahdolli-
sesti yhtd tai useaa komonomeereistd voidaan lis&td epdsuh-
teessa koko polymeroinnin aikana niin, ettd kopolymeroin-
nin alkuvaiheissa muodostuvan kopolymeerin koostumus poik-
keaa saman kopolymeroinnin keski- ja loppuvaiheiden aikana

muodostuneiden kopolymeerien koostumuksista.

Kuvaavia vesiliukoisia vapaaradikaali-initiaattoreita ovat
vetyperoksidi ja alkalimetalli- (natrium, kalium tai litium)
persulfaatti tai ammoniumpersulfaatti, tai tdllaisen ini-
tiaattorin seos yhdistelménd pelkistysaineaktivaattorin

kuten sulfiitin kanssa, erityisemmin alkalimetabisulfiitin,
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-hyposulfiitin tai ~hydrosulfiitin, glukoosin, askorbiini-
hapon, "erythorbic"-hapon tai muun pelkistimen kanssa "ha-
petus/pelkistys"-jdrjestelmdn muodostamiseksi. Kdytetyn
initiaattorin mdiar3d on normaalisti alueella noin 0,01 ~ 5
paino-% komonomeerierdn perusteella. Hapetus/pelkistys-
jirjestelmissi kiytetddn normaalisti pelkistysreagenssin

vastaavaa aluetta (noin 0,01 - 5 %).

Kun kopolymerointi kerran on kdynnistynyt, sitd jatketaan
sekoittaen lampdtilassa, joka on riittavd riittavan reak-
tionopeuden ylldpitdmiseksi kunnes suurin osa tai kaikki
komonomeereistd on kulunut ja kunnes reaktiovdliaine saavut-
taa polymeerikiintoainekonsentraation vdlilld noin 5 ja 40
paino-%. Reaktioldmpsdtilat alueella noin 10 - 100 °C antavat
tyydyttédvid polymeerikoostumuksia. Kun kdytetddn persulfaat-
tijarjestelmid, limpdtila on normaalisti alueella noin 60 -
100 °C, kun taas hapetus/pelkistys-jirjestelmissd lampotila
on normaalisti alueella noin 10 - 70 °C ja edullisesti noin
30 - 60 °C. Tassid pisteessd lateksilla on normaalisti visko-
siteetti alueella v&lilld noin 10 ja 1 000 cP kiintoaine-

pitoisuudella 15 % pH-arvossa 3.

Toiseen menetelmddn keksinndn mukaisten surfaktanttivapaiden
lateksien valmistamiseksi liittyy toivotun komonomeerien
seoksen kopolymerointi vesipohjaisen liuoskopolymeerin,
kuten itakonihapon, 2-hydroksietyyliakrylaatin ja akryyli-
amidin kopolymeerin ldsnd ollessa. Tallaiset liuoskopoly-
meerit kuvataan US-patenttijulkaisussa 4939200, assigned

to the same assignee as tama keksintd, ja jonka sisalto

liitetAdin kokonaisuudessaan tihin liitteeksi.

Yleensd surfaktanttivapaata lateksia kdytet&ddn maaliside-
aineissa, erityisesti lateksimaaleihin tarkoitetuissa side-
aineissa, mddrd noin 2 - 20 paino-%, kuiva-aineesta, ts.
polymeeri/polymeeri-pohjalta, sideaineessa l&dsnd olevista
polymeereistd. Edullisesti surfaktanttivapaata lateksia on
ldsnd mddra noin 5 - 10 paino-% polymeerien kokonaismdaras-

td. Toivottu surfaktanttivapaan lateksin md8ird lisdt&dan
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polymeeriin tai kopolymeerien seokseen, joka kédsittdd side-
aineformulaation loppuosan 100 %:iin, ja tulokseksi saadun
sekoituksen pH sididdetddn pH-arvoon noin 5 - 9 ennen maalin

muiden valmistusaineiden kanssa sekoittamista.

Kopolymeerejd, jotka on valmistettu emulsiopolymeroimalla
kopolymeroituvia olefiinisesti tyydyttymdttomid komonomee-
reja surfaktantin l&snd ollessa, voidaan sekoittaa keksinndn
mukaisten surfaktanttivapaiden lateksien kangsa. Sellaisia
komonomeerejid, kuten akryylihapon tyydyttyneet C)_g-esterit,
metakryylihapon tyydyttyneet Cj_g~esterit, vinylideenihalo-
genidit, vinyylikloridi, vinyyliasetaatti, styreeni ja muut
vinyyliyhdisteet, voidaan kayttad valmistettaessa polymee-
rejid, jotka sekoitetaan keksinndén mukaisten surfaktantti-

vapaiden lateksien kanssa maalisideaineen muodostamiseksi.

Lateksimaalit formuloidaan yleensd yhteensulauttamisapuai-
neen, sakeutusapuaineen, dispergointiapuaineen, vaahtoami-
senestoaineen, biosidin, tdyteaineen ja pigmentin kanssa
edelld kuvatun sideaineen lisdksi. Yhteensulauttamisapuai-
neet, sakeutusapuaineet, dispergointiapuaineet, vaahtoami-
senestoaineet, biosidit, tdyteaineet ja pigmentit, jotka
soveltuvat lateksimaaleissa kdytettadviksi, ovat ammattimies-

ten hyvin tuntemia.

Lateksimaaleille, jotka on formuloitu kdyttdmdlld sideainet-
ta, joka sisdltdd edelld kuvattua surfaktanttivapaata latek-
sia, on tunnusomaista huomattavasti lisdantynyt orgaanisten
liuvottimien kesto ja huomattavasti parantunut tarttuminen
joukolle erilaisia alustoja. Esimerkiksi siind kun testipa-
neleilla, jotka on maalattu tavanomaisella lateksimaalilla,
ndhd&dn maalin tdydellinen irtaantuminen panelista niin
lyhyen kuin 10 - 15 min tolueenissa liotuksen jadlkeen, ei
tdmdn keksinndén mukaisia sideaineiota sisdltdvillad latek-
simaaleilla ndhty pddllysteen irtoamista niin pitk3n kuin

3 tunnin tolueenissa liottamisen jdlkeen. Maali tarttuu
alustaansa niin hyvin, ettd pddllystettd voidaan hioa, kuten

hankaamalla paperipyyhkeelld, ilman ettd padllyste varioi-
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tuu. Lisdksi pAdllyste on tehokas metallialustojen suojaa-
misessa korroosiolta viirun tai muun fysikaalisesti tuotetun
vian ldheisyydessd. Jopa kun maalipddllyste on pehmennyt
alistuksesta orgaaniselle liuottimelle kuten tolueenille,

ja sitten raaputettu vian tuottamiseksi, maalin tarttuminen
on niin selvidsti parantunut kun on sisdllytetty keksinndn
mukaista sideainetta, joka sis8ltdd surfaktanttivapaata
lateksia, ettd liuottimen poistamisen ja kuivaamisen jdlkeen
maali saavuttaa jdlleen sitkeytensd ja tulee tehokkaaksi

suojaamassa alustaa, joka silld on padllystetty.

Tadmd keksintd ymmirretdin paremmin seuraavien esimerkkien
avulla, jotka on tarkoitettu kuvaamaan keksintdid rajoit-
tamatta sen suoja-alaa, joka mddritellddn oheisissa patent-

tivaatimuksissa.

Seuraava esimerkki kuvaa surfaktanttivapaan lateksin valmis-
tusta, joka lateksi koostuu butyyliakrylaatista, itakoni-
haposta, 2-hydroksietyyliakrylaatista ja akryyliamidista.

Esimerkki 1

Seosta, jossa oli 22 g itakonihappoa, 11 g 2-hydroksietyy-
liakrylaattia, 11 g akryyliamidia ja 494 g deionisoitua
vettd, lisdttiin reaktoriin ja kuumennettiin lampdtilaan

79 °C, minkd jdlkeen lis&ttiin inotiaattorin liuos, jossa
oli 0,6 g ammoniumpersulfaattia liuotettuna 6 g:aan dejoni-
soitua vettd. 30 min kuluttua lisattiin butyyliakrylaattia
nopeudella 10 ml/tunti kunnes oli lisdtty yhteens&d 44 g
butyyliakrylaattia. Lamp&tila pidettiin 79 °C:ssa. 3 tunnin
kuluttua toinen yhtd suuri erd ammoniumpersulfaattia lisat-
tiin (bombed) reaktoriin, ja limpdtila pidettiin 79 °C:ssa
vield 3 tunnin ajan. Sitten tulokseksi saatu kopolymeeri-
lateksi jddhdytettiin. Lateksilla pH-arvossa 3,8 oli vis-
kositeetti 6 cP kiintoainepitoisuudella 14,4 %, pintajénni-
tys 50,2 dyne/cm, ja hiukkaskoko 905 nm. (hydrodynaaminen
halkaisija mitattuna Brookhaven Instrument Corporation BI-

90-hiukkaskokoanalysaattorilla).
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Seuraavassa esimerkissi kuvataan maali, Jjoka on valmistettu
sideaineella, joka kdsitt#& polyvinylideenikloridiemulsio-

kopolymeerid ja esimerkin 1 surfaktanttivapaata lateksia.

Esimerkki 2

Lateksimaali formuloitiin polyvinylideenikloridikopolymee-
riemulsion seoksella, jossa polymeeri kdsitti 90,5 osaa
vinylideenikloridia, 8 osaa metyylimetakrylaattia, 0,5 osaa
metyyliakrylaattia, 0,5 osaa butyyliakrylaattia ja 0,5 osaa
akryylihappoa pH-arvossa 4 ja kokonaiskiintoainepitoisuudel-
la 55 %, ja esimerkin 1 surfaktanttivapaan lateksin mdarén
sellaisissa suhteellisissa osuuksissa, ettd surfaktanttiva-
paan lateksin polymeeri kdsitti 10 paino—-% polymeerien
kokonaismddrdstd. Vertailulateksimaali formuloitiin kayt-
tdmdlla polyvinylideenikloridiemulsiokopolymeerid yksist&dédn.

Lateksimaalit formuloitiin taulukossa 1 esitetylld tavalla.

Taulukko 1

Lateksi (pH 4,0-5,0) 135,0 g
Metyylikarbitoli 3,0 g
Pigmenttitahna (taulukko 2) 10,9 g
R&H QR708 1,3 g

Taulukko 2

Vesi 54,1 g
Butyylisellosolvi 27,0 g
Ammoniumhydroksidi 1,1 g
R&H Tamol 731 11,0 g
Nopco 8034 2,2 g
Heucophos ZMP 82,9 g
Punainen rautaoksidi 59,7 g
Mistron Maximix-6 (Kypros) 50,0 g
Kalsiumkarbonaatti 100,0 g
Attagel 40 1,0 g
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Teradspaneleja pddllystettiin kummallakin maaleista 24 tunnin
sisdll3 maalin formuloinnista ja kuivattiin sitten 4 pdivan
ajan. Sitten panelit naarmutettiin teradvallid tydkalulla ja
liuotettiin tolueenissa 15 min ajan. Maalit paneleilla,
jotka oli pddllystetty maaleilla, jotka sisdlsivat vain
polyvinylideenikloridiemulsiokopolymeerid ilman surfaktant-
tivapaata lateksia, irtosivat paneleista tdysin. Maalien
tapauksessa, jotka sis#dlsivat sekd polyvinylideenikloridi-
emulsiokopolymeerid ettd surfaktanttivapaata lateksia, tamid
keksinndn mukaisesti, ei paneleista irronnut lainkaan maalia
3 tunnin tolueenissa liottamisen jdlkeen. 24 tunnin kuluttua
padllysteelld sdilyi edelleen eheys, vaikkakin alueilla,
jotka olivat naarmujen vdlittomassd ldheisyydessd, ilmeni

jonkin verran kuplanmuodostusta.

Samanlaiset tulokset saatiin esimerkin 2 maaliformulaatiossa
kdyttden surfaktanttivapaata lateksia, joka sisdlsi mono-
meerien kokonaispainon perusteella 33,33 % butyyliakrylaat-
tia, 33,33 % itakonihappoa, 16,67 % 2-hydroksietyyliakry-
laattia ja 16,67 % akryyliamidia valmistettuna esimerkissid

1 kuvatulla tavalla.

Seuraavassa esimerkissd kuvataan surfaktanttivapaan lateksin
valmistusta, joka lateksi koostuu vinylideenikloridista,
itakonihaposta, akryylihaposta, ja 2-hydroksietyyliakrylaa-

tista.

Esimerkki 3

Seos, jossa oli 55 g itakonihappoa, 27,5 g 2-hydroksietyy-
liakrylaattia, 27,5 g akryylihappoa, 330 g vinylideeniklo-
ridia ja 2470 g deionisoitua vettd, lisdttiin 11,4-1 lasilla
vuorattuun reaktoriin ja kuumennettiin lampoétilaan 84 °C,
minkd j&lkeen lis&dttiin initiaattorin liuos, jossa oli 4,4
g ammoniumpersulfaattia liuotettuna 39,8 g:ssa deionisoitua
vettd. Limpdtilaa pidettiin 84 °C:ssa. 2,5 tunnin kuluttua
reaktoriin lisdttiin toinen yhtd suuri eri ammoniumpersul-
faattia, ja lampbtilaa pidettiin toiset 2,5 tuntia

84 °C:ssa. Sitten tulokseksi saatu kopolymeerilateksi j&Zh-



10

15

20

25

30

35

15

dytettiin. Lateksin viskositeetti oli 4 cP kiintoainepitoi-
suudella 13,7, ja silld oli hiukkaskoko 201 nm.

Muut esimerkin 3 mukaisesti valmistetut surfaktanttivapaat

lateksit sisdlsividt taulukossa 3 esitetyt komonomeerien

seokset.

Paino-% monomeerien
Komonomeeri kokonaismiddristd
Vinylideenikloridi 66,67 50 33,33
Itakonihappo 16,67 25 33,33
2-hydroksietyyliakrylaatti 8,33 12,5 16,67
Akryyliamidi 8,33 12,5 16,67

Seuraavassa esimerkissd kuvataan surfaktanttivapaan lateksin
valmistusta k&yttdmdlld ennalta muodostettua liuoskopoly-

meerid ja komonomeerien seosta.

Esimerkki 4

200 g liunosseosta kopolymeeristd, joka sisdlsi 50 % itako-
nihappoa, 25 % 2-hydroksietyyliakrylaattia ja 25 % akryyli-
amidia (kiintoainepitoisuus 15,1 %) kuumennettiin 46 °C:seen
yhdessd 2 g:n kanssa ammoniumpersulfaattia. Yhden minuutin
jdlkeen lisdttiin jatkuvasti 5 tunnin aikana seos, jossa
oli 90 g vinylideenikloridia, 9 g metyylimetakrylaattia ja
1 g akryylihappoa. Lisdttiin aktivaattoria (2 g natrium-
metabisulfiittia 50 g:ssa vettd) 6 tunnin aikana ja nopeu-
della 2 - 3 ml/15 min. Limp&tila pidettiin 49 °C:ssa té&mdn
6 tunnin ajan. Sitten tulokseksi saatu kopolymeerilateksi
jaddhdytettiin. Lateksilla, jolla oli monomeerikoostumus
69,2 % vinylideenikloridia, 6,9 % metyylimetakrylaattia,
11,5 % itakonihappoa, 0,8 % akryylihappoa, 5,75 % 2-hydrok-
sietyyliakrylaattia ja 5,75 % akryyliamidia, oli viskosi-
teetti 24 cP kiintoainepitoisuudella 36,9 %, pintajdnnitys
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70,9 dyne/cm, ja hiukkaskoko 282 nm mddritettynd kuten

esimerkissia 1, pH-arvossa 3,17.

Tille keksinndlle voidaan antaa muita muotoja poikkeamatta
sen hengestd tai oleellisista ominaispiirteistd. Ymmdrret&dan
esimerkiksi, ettd vaikka tamdn keksinndn ja sen edullisten
suoritusmuotojen kuvaus kohdistuu mddrdttyihin komonomeerien
seoksiin, voidaan kdyttd3 myds muita komonomeerejd ja muita
komonomeerien seoksia. Niin muodoin nditd suoritusmuotoja

ja esimerkkejd on on pidettdvad vain kuvaavina eikd rajoit-
tavina, jolloin keksinndn suoja-ala ilmaistaan oheisissa
patenttivaatimuksissa. Kaikki suoritusmuodot, jotka tulevat
patenttivaatimusten suoja-alan ja ekvivalenssin sisdlle,

on sen vuoksi tarkoitettu niihin kuuluviksi.
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Patenttivaatimukset

(T Surfaktanttivapaa lateksi, t unnet t u siitd, ettd

& kdsittdd tuotetta kopolymeroinnista, vesipohjaisessa
valiaineessa, ilman mitdin surfaktanttia, jossa kopolyme-

roinnissa polymeroidaan seosta, joka sisdltda:

1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeeria, joka on ak-
ryylihapon Cj_g-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_4-
alkyyliestereitd tai vinylideenihalogenideija;

(2) yhtd tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

Ri1 —C=C-X-C - ORg

|
Ry R3 O

jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; R4 on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; silld ehdolla, ettd kunm R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltd3 karbok-
syyliryhmédn, niin ainakin yhden ryhmist& R;, Ry ja R3 on
sisdllettdva karboksyyliryhmidn; ja

(3) Jjdsentd, joka on:

(a) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka

poikkeaa mainitusta karboksyylihappokomonomeeristid, ja jolla

on kaava:

RG-‘T=T—Y—(I:I:—OR9

R7 Rg 0

jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin

ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
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kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld lahimmdstad karboksylaattiryhmdstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(b) yht3d tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

R A O

Ri1 Ri12 0 Ry

jossa Ryp, Ry1 ja Rjp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
R14 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos

tai orgaaninen radikaali.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd kaikki mainituista orgaanisista radikaa-
leista ovat vapaita olefiinisistd ja asetyleenisistid sidok-

sista.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unne t -
t u siitd, ettd mikd&n mainituista orgaanisista radikaa-

leista ei sisdlld useampia kuin noin 10 hiiliatomia.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd mainitut orgaaniset radikaalit ovat suo-
raketjuisia tai haaroittuneita alkyyli-, substituoituja ja
substituoimattomia aryyli-, aryylialkyyli-, alkyyliaryyli-,
sykloalkyyli-, alkyylilld substituoituja sykloalkyyli- ja
sykloalkyylillsd substituoituja alkyyliradikaaleja, jolloin

mainituissa radikaaleissa ei ole useampia kuin yksi rengas.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unne t -

t u siitd, ettd mainittu seos kdsittdd mainittua hydroksi-
esterid, ja Ry, Ry, R3, Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riip-
pumatta vety tai substituoimaton sykloalkyyli tai suoraket-
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juisia tai haaroittuneita alkyyliradikaalit, eikd niissi

ole useampia kuin noin 7 hiiliatomia.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siit#d, ettd Ry, Ry, R3, Rg, Ry, Rg, Rip, R11 ja Rjyo
ovat toisistaan riippumatta etyyli, metyyli tai vety.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siit3d, ettid ainakin yksi ryhmistd Ry, Rp ja R3 on joko

ryhma

- C - ORs

[
0

tai sisdltd4d sellaisen ryhmdn, jossa Rg on vety tai orgaa-

ninen radikaali.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd hiiliatomien maksimilukumiddrd mainitussa
karboksyylihapossa on 27, jolloin ryhmissd R; ja Ry ei
yhteensd ole useampia kuin 9 hiiliatomia, ryhmdssd R3 ei
ole useampia kuin 8 hiiliatomia, ja ryhmissd Rg ja Rg ei

kummassakaan ole useampia kuin 7 hiiliatomia.

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -

t u siitd, ettd mainittu karboksyylihappo on cis- tai
trans-muotoa buteenidihaposta, metyleenimeripihkahaposta,
dihapoista, jotka ovat tuloksia kun yksi tai useita vety-
atomeja buteenidihapon tai metyleenimeripihkahapon hiiliket-
juissa korvataan metyyli- tai etyyliradikaalilla, tai mai-

nittujen happojen Cj_g-puoliestereiti.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -

t u siitd, ettd mainittu karboksyylihappo on itakonihappoa.



10

15

20

25

30

35

20

11l. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -

t u siitd, ettd mainittu seos sisd&ltdi mainittua hydrok-
siesterid; Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety,
metyyli tai etyyli; ja Rg on hydroksialkyyliradikaali, jossa

on 2 - 6 hiiliatomia.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen lateksi, t u n -
nettu siitd, ettd ryhmdssd Rg on 2 - 4 hiiliatomia ja

Y on kovalenttinen sidos.

13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd mainittu seos sisdltdd mainittua hydrok-

siesterid, ja mainittu hydroksiesteri kdsittdd akryyli- ja
metakryylihappojen hydroksialkyyli- tai hydroksisykloalkyy-

liestereita.

14. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd mainittu seos sisdltdd mainittua hydrok-
siesteri&, ja mainittu hydroksiesteri on 2-hydroksietyyliak-

rylaattia tai hydroksipropyylimetakrylaattia.

15. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -~
t u siitd, ettd mainittu seos sisdltdd mainittua hydrok-
siesterid, ja mainittu hydroksiesteri on 2-hydroksietyyliak-

rylaattia.

16. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unn e t -

t u siitd, ettid mainittu seos sisdltdid mainittua amidia,

ja Rjg, Rj1 Ja Riz ovat vety tai substituoimattomia sykloal-
kyyli- tai substituoimattomia suoraketjuisia tai haaroit-
tuneita alkyyliradikaaleja, joissa ei ole useampia kuin 7

hiiliatomia.

17. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unne t -
t u siitd, ettd mainittu seos sisdltdd mainittua amidia;
Ripr R11, R12 Ja Ry3 ovat vety, metyyli tai etyyli; ja Rjg

on vety.
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18. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siitd, ettd mainittu seos sisidltidd mainittua amidia,
ja mainittu amidi on akryyli- ja/tai metakryylihapon primda-

ristd ja/tai sekundddristid amidia.

19. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siitd, ettd mainittu seos sigdltdd mainittua amidia,

ja mainittu amidi on akryyliamidia.

20. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siiti, ettd mainittu karboksyylihappo on itakonihappoa,
mainittu seos sisdltdd mainittua hydroksiesterid ja mainit-
tua amidia, mainittu hydroksiesteri on 2-hydroksietyyliak-

rylaattia, ja mainittu amidi on akryyliamidia.

21. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siitd, ettd mainittua yhtd tai useaa hydrofobista komo-
nomeerid on lisnd mainitussa seoksessa osuudessa noin 30 -

80 paino-% monomeerien kokonaismadrasta.

22. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd mainittua yhtd tai useaa hydrofobista komo-
nomeerid on ladsnd mainitussa seoksessa osuudessa noin 50 -

75 paino-% monomeerien kokonaismiddrasti.

23. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, tunnet -
t u siitd, ettd mainittua karboksyylihappoa on lidsnd osuu-
dessa noin 40 - 60 paino-%, mainitun seoksen painon perus-
teella, lukuunottamatta mainittua yhta tai useaa hydrofobis-

ta komonomeerii.

24. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -

t u siitd, ettd mainittua karboksyylihappoa on ldsnd osuu-

dessa noin 40 - 60 %, mainittua hydroksiesterii on osuudessa

noin 20 - 30 %, ja mainittua amidia on osuudessa noin 20 -
30 paino-%, mainitun seoksen painosta, lukuunottamatta

mainittua yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerii.
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25. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siitd, ettd mainittua karboksyylihappokomonomeeriia on
ldsnd osuudessa noin 46 - 50 %, mainittua hydroksiesteria
on osuudessa noin 25 - 27 % ja mainittua amidia on osuudessa
noin 27 - 25 paino-%, mainitun seoksen painosta, lukuunot-

tamatta mainittua yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerii.

.2p. Sideaine maaleja varten, tunnettu siitd, ettd

“se sisiltdi kopolymeeriemulsion ja patenttivaatimuksen 1

mukaisen surfaktanttivapaan lateksin seosta;

jolloin mainitun emulsion kopolymeeri on erilaista kuin

mainitun surfaktanttivapaan lateksin kopolymeeri;

jolloin mainitun surfaktanttivapaan lateksin kopolymeeria
on mainitussa seoksessa lAsnid md&ri noin 2 - 20 paino-%

polymeerien kokonaismddrédsta.

27. Patenttivaatimuksen 26 mukainen sideaine, t u n -
nettu siiti, ettd mainitun surfaktanttivapaan lateksin
kopolymeerid on mainitussa seoksessa lisni mddrd noin 5 -

10 paino-% polymeerien kokonaismddrdstéi.

T

ﬁﬁfﬁ Menetelmd surfaktanttivapaan lateksin valmistamiseksi,

"Funnettu siitd, ettd kopolymeroidaan, vesipohjaises-

sa vdliaineessa, ilman mitdan surfaktanttia, seosta, joka

sisaltaa:

(1) yhta tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_j-alkyyliestereita, metakryylihapon Cj_g4-

alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenideiji;

(2) yhtad tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla
on kaava:

Rl-(|3=(!2—X—C-OR4

|
Ry Rj 0
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jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rgq on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; silld ehdolla, ettd kun R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltdd karbok-
syyliryhmdn, niin ainakin yhden ryhmistd& R;, Ry ja R3 on
sisdllettdvd karboksyyliryhmén; ja

(3) jasentd, joka on:

(a) yhtad tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka on

erilaista kuin mainittu karboksyylihappo, ja jolla on kaava:

Rg -C=C=-Y-C - ORg

I
R7 Rg 0]

jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia; jolloin
ainakin yksi ryhmist&d Rg, Ry, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld lahimmistd karboksylaattiryhmdstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(b) yhtd tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

Rip - ¢=C-2 -C-N - Ry3

I
R11 R12 0 Ryg

jossa Ryp, Rj; ja Rjp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
Ry4 ovat vety tai orgaaniset radikaalit, joissa ei ole
enempdd kuin 6 hiiliatomia; ja Z is a kovalenttinen sidos

tai orgaaninen radikaali;
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jolloin mainittua yhtd tai useaa hydrofobista komonomeeria
on mainitussa seoksessa ldsnid mdirdssd noin 30 - 80 paino-

% monomeerien kokonaismiidrista.

5 (55) Menetelmd sideaineen valmistamiseksi maaleja varten,

10

15

20

25

30

35

tunnettu siitd, ettid:

(a) kopolymeroidaan, vesipohjaisessa vdliaineessa, ilman

mitddn surfaktanttia, seosta, joka sisaltaa:

(1) yhtd tai useaa hydrofobinen komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_4-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_g-

alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenideja;

(2) yhtd tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

R] -C=C-X-C =~ ORy

| I

Ry R3 (0]

jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rgq on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; silld ehdolla, ettd kun R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisaltda karbok-
syyliryhmédn, niin ainakin yhden ryhmistd Rj, Ry ja R3 on
sisdllettdvd karboksyyliryhmdn; ja

(3) jasentid, joka on:

(1) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka on

erilaista kuin mainittu karboksyylihappo, ja jolla on kaava:

R6-C=C-Y-C'—OR9

I
R7 Rg 0]
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jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld lahimmdstd karboksylaattiryhmdstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(ii) yhtd tai useaa vesiliukoista amidia, Jjolla on kaava:

B T

R11 Rjy2 0 Rjyg

jossa Ryg, Ry1 ja Ryp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Ry3 Jja
R14 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos

tai orgaaninen radikaali; ja

(b) sekoitetaan tulokseksi saatu surfaktanttivapaa lateksi

kopolymeeriemulsion kanssa, jolloin mainitun emulsion kopo-
lymeeri on erilaista kuin mainitun surfaktanttivapaan latek-
sin kopolymeeri, jolloin mainitun surfaktanttivapaan latek-
sin kopolymeerid on seoksessa ldsnd mddrd noin 2 - 20 paino-

% polymeerien kokonaismaarédsta.

30. Patenttivaatimuksen 29 mukainen menetelmid, t u n -
nettu siitid, etti mainittu seos sisdltdaid mainittua
hydroksiesterid ja mainittua amidia, mainittu karboksyyli-
happo on itakonihappoa, mainittu hydroksiesteri on 2-hydrok-
sietyyliakrylaattia, ja mainittu amidi on akryyliamidia.
T .

ggd/Lateksimaalissa, joka sisaltda:

(é) vhteensulauttamisapuainetta,

(b) sakeutusapuainetta,

(c¢) dispergointiapuainetta,
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(d) vaahtoamisenestoainetta,

(e) biosidia,

(f) tédyteainetta ja

(g) sideainetta,

parannus, tunne t t u siitd, ettd mainittu sideaine

sisdltdid patenttivaatimuksen 1 mukaista lateksia.

62;)Kalvo, tunnettu siitd, ettd se on muodostettu

kuivaamalla patenttivaatimuksen 31 mukaista lateksimaalia.

—
) fl Artikkeli, joka kdsittdd alustaa, jolla on pinta, t u

nnettu siitd, ettd ainakin osa pinnasta on padllystet-
ty patenttivaatimuksen 32 mukaisella kalvolla.

/é*\>8urfaktanttlvapaa lateksi, tunnettu siitd,

etfid se sisdltdd tuotteen kopolymeroinnista, vesipohjaisessa

vdliaineessa, ennalta muodostetun vesipohjaisen liuoskopo-
lymeerin ldsn#iollessa, ja ilman mit&d&n surfaktanttia, jossa

kopolymeroinnissa polymeroidaan seosta, joka sisdltéda:

(1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeeri&, joka on ak-
ryylihapon Ci_gj-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_4-
alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenidejé;

(2) yht&d tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

R]_-C=C-X—C-OR4

Ry R3

jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; R4 on vety
tal orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; gilld ehdolla, ettd kun R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltdid karbok-
syyliryhmdn, niin ainakin yhden ryhmistd Rj, R; ja R3 on
sisdllettdvd karboksyyliryhmin; ja
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(3) jésentd, joka on:

(a) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka on

erilaista kuin mainittu karboksyylihappo, ja. jolla on kaava:

Rg - C=C-Y-C - ORg

[
R7 Rg 0

jossa Rg, Ry ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etadisyy-
delld 13himm#std karboksylaattiryhmidstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(b) yhta tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

A A B

R11 R12 O Ryy4

jossa Rjp, Ryj ja Ry ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
R4 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos

tai orgaaninen radikaali.

35. Patenttivaatimuksen 34 mukainen lateksi, €t un -
nettu siitd, ettd mainittu vesipohjainen liuoskopoly-
meeri k&sittdd itakonihapon, 2~hydroksietyyliakrylaatin ja

akryyliamidin kopolymeerii.

.36 Sideaine maaleja varten, tunne t t u siitd, ettd
se sisaltdid kopolymeeriemulsion ja patenttivaatimuksen 34
mukaisen surfaktanttivapaan lateksin seosta, jolloin maini-

tun emulsion kopolymeeri on erilaista kuin mainitun surfak-
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tanttivapaan lateksin kopolymeeri; jolloin mainitun surfak-
tanttivapaan lateksin kopolymeerid on mainitussa seoksessa
l3snd mAard noin 2 - 20 paino-% polymeerien kokonaismddras-
ta.

37. Patenttivaatimuksen 36 mukainen sideaine, t u n -
nettu siitd, ettd mainittu vesipohjainen liuoskopoly-
meeri kd&sittdd itakonihapon, 2-hydroksietyyliakrylaatin ja
akryyliamidin kopolymeerii.

\

YA
..38.) Menetelmd surfaktanttivapaan lateksin valmistamiseksi,

tunnettu siitd, ettd kopolymeroidaan, vesipohjaises-
sa vdliaineessa, ennalta muodostetun vesipohjaisen liuos-
kopolymeerin l&dsnd ollessa, ja ilman mitddn surfaktanttia,

seosta, joka sisdltaa:

(1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_js-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_g4-

alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenideji;

(2) yhta tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

Ri] -C=C=-X~-C -~ ORg

| I

Ry Rj (0]

jossa Ry, Ry ja Rj ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; R4 on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; silld ehdolla, ettd kun R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltdid karbok-
syyliryhmén, niin ainakin yhden ryhmistd R;, Ry ja R3 on
sisdllettdva karboksyyliryhmin; ja

(3) jasentd, joka on:
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(a) yhtad tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka
poikkeaa mainitusta karboksyylihappokomonomeeristd ja jolla

on kaava:

Rg - C=C~-Y - C - ORg

|

|
R7 Rg 0

jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld ldhimméstd karboksylaattiryhmdstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(b) yhtad tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

Rio - ? = ? -2 -C - T - R13

|
R11 Ri12 O Rig

jossa Rip, Ry ja Rjp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
Ri4 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos
tai orgaaninen radikaali; jolloin mainittua yhtd tai useaa
hydrofobista komonomeerid on ldsnd mainitussa seoksessa

osuudessa noin 30 -~ 80 paino-% monomeerien kokonaismiddrdsti.

39. Patenttivaatimuksen 38 mukainen menetelmd, t u n -
nettu siitd, ettd mainittu vesipohjainen liuoskopoly-
meeri kdsitt&a itakonihapon, 2-hydroksietyyliakrylaatin ja

akryyliamidin kopolymeerid.

{'402,Menete1ma sideaineen valmistamiseksi maaleja varten,

_tunnettu siitd, etti:
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(a) kopolymeroidaan, vesipohjaisessa védliaineessa, ennalta
muodostetun vesipohjaisen liuoskopolymeerin ldsnd ollessa

ja ilman mitd3an surfaktanttia, seosta, joka sisdltda:

(1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_g-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_g-

alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenidej&;

(2) yhti tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

Ri -C=C-X-C = ORg

|

|
Ry R3 o)

jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali, silléd ehdolla, ettd kun Ry on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltdid karbok-
syyliryhmén, niin ainakin yhden ryhmistd Rj;, Ry ja R3 on

sisdllettdvad karboksyyliryhman; ja
(3) jasentd, joka on:

(i) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka

poikkeaa mainitusta karboksyylihaposta ja jolla on kaava:

Rg - C=C-Y-C - ORg

I
R7 Rg 0

jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistad Rg, Ry, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu

hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
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delld lahimmistd karboksylaattiryhmastd; ja Y on kovalent-
tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja

(ii) yhtd tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

Rigp-C=C -2 ~C-N - Rj3

| l

I
R11 Ry2 0 Ry

jossa Rig, Ry1 ja Rjp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
Rig ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa el ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos

tai orgaaninen radikaali; ja

(b) sekoitetaan tulokseksi saatu surfaktanttivapaa lateksi
kopolymeeriemulsion kanssa, jolloin mainitun emulsion kopo-
lymeeri on erilaista kuin mainitun surfaktanttivapaan latek-
sin kopolymeeri, jolloin mainitun surfaktanttivapaan latek-
sin kopolymeerii on seoksessa ldsnd mddrd noin 2 - 20 paino-

% polymeerien kokonaismddrasti.

41. Patenttivaatimuksen 40 mukainen menetelmd, t un -
nettu siitd, ettd mainittu seos sisdltdid mainittua
hydroksiesterid ja mainittua amidia, mainittu karboksyyli-
happo on itakonihappoa, mainittu hydroksiesteri on 2-hydrok-
sietyyliakrylaattia ja mainittu amidi on akryyliamidia.

42. Patenttivaatimuksen 40 mukainen menetelmd, t u n -
nettu siitd, ettd mainittu vesipohjainen liuoskopoly-
meeri kdsittda itakonihapon, 2-hydroksietyyliakrylaatin ja
akryyliamidin kopolymeerii.

43. Lateksimaalissa, joka sisa@ltdi:
(a) yhteensulauttamisapuainetta,
(b) sakeutusapuainetta,

(c) dispergointiapuainetta,

(d) vaahtoamisenestoainetta,



10

15

20

25

30

35

\

32

(e) biosidia,

(f) tayteainetta ja

(g) sideainetta,

parannus, tunne t tu s8iitd, ettd mainittu sideaine

sisaltdd patenttivaatimuksen 36 mukaista lateksia.

(z;;)Kalvo, tunnettu siitd, ettd se on muodostettu

e

kuivaamalla patenttivaatimuksen 43 mukaista lateksimaalia.

{fﬁSQ Artikkeli, joka ki#sittdd alustaa, jolla on pinta,

"t“u nnettu siitd, ettd ainakin osa pinnasta on paal-

lystetty patenttivaatimuksen 44 mukaisella kalvolla.

@E@ Surfaktanttivapaa lateksi, t unnet tu siitd,
Ettd se sisdltdd tuotteen kopolymeroinnista, vesipohjaisessa

vdliaineessa, ennalta muodostetun vesipohjaisen liuoskopo-
lymeerin lasndollessa ja ilman mitddn surfaktanttia, jossa

kopolymeroinnissa polymeroidaan seosta, joka sisdlt&a:

1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_g-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_4-
alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenideja;

(2) yhtd tai useaa vesiliukoista dikarboksyylihappoa, jolla

on kaava:

Ry ~C=C-X-C - ORy

|

|
R2 R3 0

jossa Rj, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali; silld ehdolla, ettd kun Ry on vety
tai orgaaninen radikaali, joka sisdltd3d karboksyyliryhmin,
niin yhden ryhmistd Rj, Ry ja R3 on sisdllettdvd karbok-

syyliryhmién, ja kun R4 on muu kuin vety tai orgaaninen
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radikaali, joka sisdlt&& karboksyyliryhmdn, niin kahden

ryhmistd Ry, Ry ja R3 on sisédllettdvd karboksyyliryhmid; ja
(3) jésentd, joka on:

(a) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka eroaa

mainitusta karboksyylihappokomonomeeristd ja jolla on kaava:

Rg -C=C-Y -C - ORg

|
R7 Rg 0]

jossa Rg, R7 ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld ldhimmdstd karboksylaattiryhmistd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tai orgaaninen radikaali; ja
(b) yht3d tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

R A R

Ri1 R12 O Ryg

jossa Rig, Ry1 ja Ryp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 ja
Ry4 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja 2 on kovalenttinen sidos

tal orgaaninen radikaali.

(47? Surfaktanttivapaa lateksi, tunnet tu siitd,

—sttd se kdsitt#id tuotetta kopolymeroinnista, vesipohjaisessa

vdliaineessa, ilman mitdan surfaktanttia, jossa kopolymeroin-

nissa polymeroidaan seosta, joka sisdltdia:
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(1) yhtd tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_g-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_s-
alkyyliestereita ja/tai vinylideenihalogenideja;

(2) yhta tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, joka on
akryylihappoa, metakryylihappoa, itakonihappoa, maleiinihap-
poa, fumaarihappoa, metyyli- tai etyylisubstituoituja ita-
konihappoja, metyyli- tai etyylisubstituoituja maleiinihap-
poja, metyyli- tai etyylisubstituoituja fumaarihappoija,
itakonihapon Cj_g-puoliestereitd, maleiinihapon Cj._g-puoli-

estereitd ja/tai fumaarihapon Cj_g-puoliestereitd; ja
(3) jdsentd, joka on:

(a) yhtéd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, joka on
akryylihapon hydroksialkyyliestereitid, metakryylihapon

hydroksialkyyliestereitd, akryylihapon hydroksisykloalkyy-
liestereitd ja/tai metakryylihapon hydroksisykloalkyylies-

tereitd; ja

(b) yhtd tai useaa vesiliukoista amidia, joka on akryyli-
amidia, metakryyliamidia ja/tai metakryylihapon sekundiiri-

sid metyyli- tai etyyliamideja.

48. Patenttivaatimuksen 47 mukainen lateksi, t u n -
nettu siitd, ettd mainittu yksi tai usea hydrofobinen

komonomeeri on veteenliukenematonta.

49. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lateksi, t unnet -
t u siitd, ettd mainittu yksi tai usea hydrofobinen komono-

meerli on veteenliukenematonta.

~.50,/ Surfaktanttivapaa lateksi, tunnet tu siitd,

6tta se sisdlt#i tuotetta kopolymeroinnista, vesipohijaisessa
vdliaineessa, ilman mitd&n surfaktanttia, jossa kopolyme-

roinnissa polymeroidaan seosta, joka sisdltdi:



10

15

20

25

30

35

40

35

1) yhtéd tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_p-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_g-
alkyyliestereiti ja/tai vinylideenihalogenideji;

(2) yhta tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

A u

Ry Rj3 0]

il
9
I
»
|
Q
L
Q
Z

jossa Ry, Ry ja R3 ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Ry on vety
tai orgaaninen radikaali; ja X on kovalenttinen sidos tai
orgaaninen radikaali, silld ehdolla, ettd kun R4 on muu
kuin vety tai orgaaninen radikaali, joka sisdltda karbok-
syyliryhmdn, niin ainakin yhden ryhmistd Rj, Ry ja R3 on
sisdllettdvd karboksyyliryhmén;

(3) yhta tai useaa vesiliukoista hydroksiesteria, joka eroaa

mainitusta karboksyylihaposta ja jolla on kaava:

Rg ~C=C=-Y -C - ORg

|
R7 Rg 0

jossa Rg, Ry ja Rg ovat toisistaan riippumatta vety, halo-
geeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rg on or-
gaaninen radikaali, jossa on ainakin 2 hiiliatomia, jolloin
ainakin yksi ryhmistd Rg, R7, Rg ja Rg on orgaaninen radi-
kaali, jossa on hydroksyylisubstituentti, jolloin mainittu
hydroksyylisubstituentti on ainakin 2 hiiliatomin etdisyy-
delld ldhimmdstid karboksylaattiryhmdstd; ja Y on kovalent-

tinen sidos tal orgaaninen radikaali; ja
(4) yhta tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

S R T T

R11 Ri12 O Rig
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jossa Rjp, Rj1 ja Rjp ovat toisistaan riippumatta vety,
halogeeni, nitro, amino tai orgaanisia radikaaleja; Rj3 Jja
Ry4 ovat vety tai orgaanisia radikaaleja, joissa ei ole
useampia kuin 6 hiiliatomia; ja Z on kovalenttinen sidos

tal orgaaninen radikaali.

51. Patenttivaatimuksen 1 mukainen surfaktanttivapaa latek-
8i, tunnettu siitd, ettd mainittu yksi tai usea

hydrofobinen komonomeeri on butyyliakrylaattia.
52. Patenttivaatimuksen 1 mukainen surfaktanttivapaa latek-
si, tunnettu siitd, ettd mainittu yksi tai usea

hydrofobinen komonomeeri on vinylideenikloridia.

53, Surfaktanttivapaa lateksi, tunnet tu siit§,

"Sttd se sisdltidi tuotetta kopolymeroinnista, vesipohjaisessa

valiaineessa, ilman mitddn surfaktanttia, jossa kopolyme-

roinnissa polymeroidaan seosta, joka sis&dlt&a:
(1) yhtad tai useaa hydrofobista komonomeerid, joka on ak-
ryylihapon Cj_g-alkyyliestereitd, metakryylihapon Cj_g4-

alkyyliestereitd ja/tai vinylideenihalogenideja;

(2) yhta tai useaa vesiliukoista karboksyylihappoa, jolla

on kaava:

Ry ~ CH = C - X - COOH

R3

jossa Ry on vety tai karboksyyli; R3 on vety, metyyli tai

karboksyyli; ja X on kovalenttinen sidos tai CHy-; ja
(3) jésentd, joka on:

(a) yhtd tai useaa vesiliukoista hydroksiesterid, jolla on

kaava:
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CHy = C - ? -~ ORg
R8 0}

jossa Rg on vety tai metyyli, ja Rg on 2-hydroksietyyli
tai 3-hydroksipropyyli; ja

(b) yhtd tai useaa vesiliukoista amidia, jolla on kaava:

CHy = C - C - NH - R4

R12 O

jossa Rjy on vety tai metyyli ja Ry on vety, metyyli tai
etyyli.
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